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Spektrometr odwrotnej fotoemisji LEIPS

Opis techniczny:

Spektrometr odwrotnej fotoemisji LEIPS (Low Energy Inverse Photoemission
Spectroscopy) pozwala wyznaczy¢ strukture elektronowa nieobsadzonych
poziomoOw energetycznych pasma przewodnictwa materiatéw
poiprzewodnikowych. Jego zasada dzialania oparta jest na analizie widma
promieniowania elektromagnetycznego z zakresu swiatta widzialnego oraz
ultrafioletowego emitowanego w wyniku absorpcji elektronéw o niskiej i
precyzyjnie okreslonej energii. Emisja ta jest wynikiem wypetniania przez
elektrony niezajetych stanéw energetycznych pasma przewodnictwa.



Spektrometr stanowi doposazenie pracujacego juz w ACMiN spektrometru
fotoelektronéw UPS/XPS+ArGCIB. Metoda XPS (X-ray Photoelectron
Spectroscopy) dostarcza informacji o sktadzie oraz stanach chemicznych
pierwiastkdw w materiale, natomiast dokladna analiza pasma walencyjnego
badana jest metoda UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy).
Dotaczanie analizy pasma przewodnictwa metoda LEIPS pozwala wyznaczy¢
prace wyjscia, energie jonizacji, powinowactwo elektronowe i szerokosc
przerwy energetycznej, a wiec niezbedne wielkosci opisujace strukture
elektronowa poéiprzewodnikow.

Wszystkie trzy metody: XPS, UPS oraz LEIPS analizuja wierzchnia warstwe
materiatu o grubosci nie wiekszej niz 5 nm. Badanie gtebiej potozonych
warstw jest mozliwe poprzez usuniecie warstwy wierzchniej metoda
rozpylania jonowego. Do tego celu wykorzystywane jest w unikalne dziato
jonowe pozwalajace usuwac¢ warstwe wierzchnia bombardujac jonami
klastrow atomow argonu ArGCIB (Argon Gas Cluster Ion Beam), ktére
minimalizuje lub catkowicie eliminuje niepozadane efekty pojawiajace sie
przy rozpylaniu wigzka monoatomowa.

Nazwa handlowa: ULVAC-PHI LEIPS

Wiecej szczegolow: /equipment/spektrometr-odwrotnej-fotoemisji-leips/
Rodzaj dostepu: Zewnetrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Marzec Mateusz

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
mateusz-marzec-7814.html

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiatéw i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespol: Zaktad Nanoinzynierii Powierzchni i
Biomateriatow

Data ostatniej aktualizacji: 10 marca 2025 13:25
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2024
Obszary badawcze IDUB:

(POB 5) Materiaty, technologie i procesy inspirowane natura:
biotechnologia, bioinspiracje w inzynierii i nauce o materiatach,
biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i

przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizyka, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Zasada dzialania oparta jest na analizie widma promieniowania
elektromagnetycznego z zakresu swiatta widzialnego oraz ultrafioletowego
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emitowanego w wyniku absorpcji elektronéw o niskiej i precyzyjnie
okreslonej energii. Emisja ta jest wynikiem wypeniania przez elektrony
niezajetych stanéw energetycznych pasma przewodnictwa.

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMIiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
home/acmin/5 Wspolpraca/Aparatura/

Zasady i koszty korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN.pdf)
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